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Résumeé

Dans différents domaines de | 0 I n d(cosstructiore automobile, electroménageré ), on utilise | 0 a galvanisé pour fabriquer des structures métalliques.
L 0 a cgaleanise consiste en de | 0 a protégé par un revétement de zinc contre la corrosion. L 0 ut i |de ziact présente un certain nombre
doi nc on dansnleseantexses économique et environnemental actuels etd 0 a u alterasves doivent étre envisagées.

Face a cette situation, il est nécessaire de repondre a la question suivante : « Comment protéger | 0 a sans utiliser de zinc ? ». La vole envisagée
pour garantir une protection durable de | 0 a est o combiner un traitement de surface de | 0 a a Ibaserd 0 0 X \pmbtecseurs contenant des réservoirs a
Inhibiteurs de corrosion incorporés dans le traitement et dans un revétement organique hautement reticulée.

La premiere étape de cette rechercheestd 0 ®t Uedfet @erla préparation de la surface de| 0 a surserrcomportement electrochimique.

Materiau
Tableau 1 : Composition chimigue du matériau étudié
Elements % C % P % S % Mn %Fe
% massique 0,006 0,030 0,030 0,40 Bal
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Figure 1 : Observation en microscopie optique.
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Figure 2 : Image AFM de substrat en acier doux DCO04 apres dégraissage a | adétone.
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Figure 5 : a) Evolution de potentiel libre en fonction du temps
b) Courbe de Tafel, acier DC04 Solution 0,02M NaCl, dégraissage Ridoline C72 10s.

Décapage Acide

Le d®capage est un traitement de surface per met
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Figure6: a) Evol ution de potenti el | 1 bre en fonction du
Solution 0,02 M NacCl, difféerents temps de décapage acide (HCI, NaF, FeCl,).
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Effet de la concentration en NaCl
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Figure 7 : a) Evolution de potentiel libre en fonction du temps, b) Courbes de polarisation de| 6 a DG04 r
degraissage Ridoline C72 10s. Differentes concentrations en NacCl.

Effet de la concentration en inhibiteur
| e, de graisse et | es mol ®cul es adsorb®es ~ | a

Molybdate de sodium est un inhibiteur anodique, formation de MoO,, sur les zones anodiques

a) 1,603 3 b)
0,1 M Molybdate 16041

1,E-05 -
0,05 M Molybdate 1E06

1607 &

0,01 M Molybdate g 1E08

< 1609 ¢

- sans inhibiteur
— + 0,01 M Molybdate

Sansinhibiteur 1,E11 —— + 0,05 M Molybdate

—— + 0,1 M Molybdate

1E10 4

1E12 4

1E13 §

1,E-14-----:----:----:----:----:----
-1,00 -0,80 -0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20

E (V/AgCI)

Figure 8 : a) Evolution de potentiel libre en fonction du temps, b) Courbes de polarisation de | 6 a OC@y
déegraissage Ridoline C72 10s. Différentes concentrations en molybdate de sodium.
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Perspectives

C Caractérisation de | 0 ®de ssurface par XPS et AFM
électrochimique pour chaque type de préparation de
surface

C Etude de | 01 n f deulae préaparation de surface sur
| 0 adh ®des mewadements sol-gel et sur | 0ef f
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